
Bilbo, 2011ko irailak 20

JARDUNALDI TEKNIKOA

“SILIZEA ETA KUARTZOZKO 
AGLOMERATUAK”

Antolatzaileak:
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala eta Osalan - Laneko 

Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.
Lekua:

Mitxelena Auditorioa, Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoa. BIZKAIA 
ARETOA eraikina. Abandoibarra etorbidea, 3. Bilbo.



 
 
 

 
 
 

AURKEZPENA 

 

Kuartzozko aglomeratuak izeneko materialekin, hau da, silize kristalino 

askearen eduki handia dutenekin -%70 eta %90 bitartean- lan egiteak, arnas 

daitekeen silize kristalinozko kontzentrazio handien eraginpean egotea eragin 

dezake, material hori nahiko latentzialdi laburretan silikosiaren eragile izanik. Hori 

dela-eta, ezinbestekoa da piezak egiten dituzten tailerretan nahiz horiek instalatzen 

diren bitartean kuartzozko aglomeratuaren mekanizazio-eragiketak zein 

baldintzetan garatzen diren eta beharrezko prebentzio-neurriak aztertzea. 

 

Gaur egun, silize kristalinoak birikietako minbizia sor dezakeelako zentzuzko 

susmoa ere badago. Gertakari hori nabariago egiten da silikosiaren aurreko 

hanturazko prozesua faktore lagungarria denean, eta horrek, egun aztertzen ari diren 

lanean eraginpean egoteko mugak murrizteko proposamena justifikatzen du.  

 

Jardunaldi tekniko honetan, lanean silize kristalino askearen eraginpean 

egoteko mugek denboran zehar izan duten bilakaera eta laneko eraginaren bilakaera 

fidagarriak bideratzen dituzten laginak hartzeko eta analisiak egiteko metodologiak 

azalduko dira. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko kuartzozko aglomeratuen 

sektoreko enpresen egoerari buruz egindako azterlan baten emaitzak ere aurreratuko 

dira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAREN AURRERAPENA 
 

Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara  
 
- Aurkezpena 

INSHT / OSALAN 

- Kuartzozko aglomeratuak 

OSALAN 

- Lanean silizearen eraginpean egoteko mugak 

Juan Porcel Muñoz. INSHT-CNVM  

- Silize kristalinoa ezartzeko metodologiak 

José María Rojo Aparicio. INSHT-CNVM 

- Euskadin lanean kuartzozko aglomeratuen silizearen eraginpean egotea. 2011ko 

azterlanaren aurrerapena 

Nieves de la Peña. OSALAN 

- Solasaldia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

INFORMAZIOA:  
 

TEL: 94 403 21 21 
 
FAXA: 94 403 21 20 
 
www.osalan.euskadi.net 
 

 
 

IZEN-EMATEAK: 
 
Osalani erantsitako artxiboa beteta posta elektroniko osalansc02@ej-gv.es 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Mitxelena Auditorioa.  

Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoa,  
BIZKAIA ARETOA eraikina 

Abandoibarra etorbidea, 3. Bilbo 


